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Sposób wytwarzania poliuretanów o zmniejszonej palności

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza¬
nia poliuretanów o zmniejszonej palności, które
znajdują zastosowanie, np. w postaci powłok, pia¬
nek, elastomerów itp. w budownictwie, transpor¬
cie, w przemyśle maszynowym i innych gałęziach
przemysłu.

Znane są sposoby wytwarzania poliuretanów,
zwłaszcza pianek), o zmniejszonej palności, polega¬
jące na dodawaniu do mieszaniny reakcyjnej
związków zawierających atomy chlorowców i/lulb
atomy fosforu i/lub atomy antymonu. Związki te
mogą być zdolne do reakcji chemicznych z sub-
stratami stosowanymi do wytwarzania poliureta¬
nów, a więc z izocyjanianami lub poliolami, lub
też mogą być niereaktywne.

Sposób zmniejszania palności poliuretanów przez
zastosowanie; składnikóiw niereaktyjwnyicii znany
jest z wielu publikacji, m,in. z japońskiego opisu
patentowego nr 77128 993, gdzie zastosowano do¬
datek fosforanu trój(ehloroetylJowego), z opisu pa¬
tentowego RFN nr 1946 954, gdzie stosowano do¬
datek czterochlorochinonu, z opisu patentowego ja¬
pońskiego, gdzie stosowano halogenki alkilowe. Te¬
go typu dodaitki, nieudolne do reakcji z reagen¬
tami poliuretanowymi, powodują .pogorszenie włas¬
ności mechanicznych i termicznytch twonzyfw poli¬
uretanowych, na skutek działania plastyfikuijącego.
Dodatki te mają tendencję do migracji z tworzy¬
wa, co powoduje stopniową utratę odporności na
płomień. Wad tych pozbawione są związki zdolne
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do reakcji z substratami poliuretanowymi, zwłasz¬
cza z izocyjanianami. Jednak większość doityfeh-
czas znanych związków tego typu wykaizuje inne
wady, takie jak zła mieszalność z saibstratami po¬
liuretanowymi, zbyt wysoka reaktywność lub nie¬
korzystny wpływ na własności wytrzymałościowe
poliuretanów, co wynika z małej odległości mię¬
dzy centrami aktywnymi.

iSposób według wynalazku polega na dodaniu
do mieszaniny reakcyjnej, obok znanych składni¬
ków, związku o ogólnym wzorze l-„ w którym Rj
oznacza atom wodoru lub grupę metylową lub
razem z R2 oznacza grupę drwuchlorometylenową,
R2 oznacza grupę metylową lub gpnupę trójchloro-
metylową, X oznacza* aitom chloru luib atom bro-
muy Y oznacza atom wodoru lub atom chloru lub
atom bromu, zaś R3 oznacza atom wodoru lub
grupę metylową.^

Jako związki zmniejszające palność poliuretanów
według wynalazku stosuje się na prlzykład 2y2-
nbis{4[3(i2^3Hdwu!bromopropdonoiloksy)-2-hydrc4csy-
propoksyl-fenylo}-propan o wzorze 2, 2£-ibis{4[3-
-(2,3-dwubromopropionoilofcsy)^
ksy]-3,5-dwuibromofenyilo}Hpropan o Wzorze 3, 2y2-<
-bis{4[3(2|,3Hdwuibromoprop^
propoksy]-fenyio}^lyl|,lHtrójteMoroeitan o wzorze 4.

iSzczególnie korzystne jest dodanie takich związ¬
ków do składnika polioloweigo, a po rozpuszczeniu
stosuje się znane sposoby postępowania prowadzą¬
ce do otrzymywania związków poliuretanowych.
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Związek stosuje się w ilości 2—1150% wagowych w
stoisunku do łącznej masy pozostałych składników
poliolowychj

{Sposobem według wynalazku można otrzymywać
poliuretany w różnej postaci, uwłaszcza pianki i
powłoki.

iSposób według wynalazku objaśniają poniższe
przykłaidy wykonania.
Przykład I. 37 g 2,2-biis{4{3|(2i,3-dwubTOimo-

pxopioiioilokBy)^-nyd[rokisypro^
nu (wzór 2) miesza się dokładnie z następującyimi
składnikami:
poliieteirol o nazwie handlowej Desmo-
phen 5900 50 g
woda 1,1 g
trójetanoloamina 3,7 g
diwuazobicykłoofctan 0,2 g
smar silikonowy 0,1 g

Po dokładnym wymieszaniu otrzymaną kompo¬
zycję miesza się przy pomocy szybkoobrotowego
mieszadła z 68 g diwuizocyjanianu diwufenyiome-
tamu o nazwie handlowej Desmodiur RR V 20.
Otrzymana pianka ma gęstość pozorną 90 kg/Im3,
wytrzymałość na ściskanie 2 kG/cm2. Pianka za¬
wiera 9%>; wagowych bromu i gaśnie natychmiast
po wyjęciu z płoiwienia.

Przykład II. Postępuje się identycznie jak
w przykładzie I, z tą różnicą, że zamiast związ¬
ku o wzorze 2 stosuje się 2^2nbiis{4(3(2,3-dwu!bro-
mo{propionoiloksy)-2-hydroksypriopoksy]-3,5-dwu-
bromofenyło} ^propan (wzór 3) w ilości 50 g i sto¬
suje się ilość dwuizocyjanianu zwięfaszoną do 72 g.
Otrzymana pianka zawiera 13P/cj wagowych bromu
i jest niepalna.)
Przykład III. Postępuje się identycznie jak

w przykładzie I, z tą różnicą, że zamiast zwiąjz^-
ku o wzorze 2 stosuje się 45 g 2,2-!bis{4J[3<2v3-dłwu-
bromopax>ipioiiio.ilok^^
-lglyl-ltróaichioetanu (wzór 4) oraz zwiększa się
ilość diwuizocyjanianu dwufenyiiometanu do 68 g.

Otrzymuje się piankę o gęstości pftfcóiflnej 95-^100
kg/m3 i wytrzymałości na ściskanie 3 k,G/cm2.
Pianka gaśnie po 5 sekundach od chwili usunię¬
cia zewnętrznego źródła ognia.

5 Przykład IV. Ognioodporną powłokę poliu¬
retanową otrzymuje się z następujących składni¬
kowi!
2,,2-ibds{4[3(2,3-idiwubromiopiropionoilloklsy>-2-
-hydrokisypropokisyj-tfenyilio} -li ,źl ^d<wuichiloroe-

io ten o wzorze 5 . -30 g
polieterol o narwie handlowej Desmophen
5900 3,1 ,g
dwuaizoibicykiooktian 0,25 g
pasta pigmentowa &,5 g

15 jPo dokładnym wymieszaniu dodaje się 45 g trój-
funkcyjinego izocyjanianu znanego pod nazwą Izo-
cyn PT 100. Czas schnięcia powłoki wynosi 5 go¬
dzin, czas całkowitego utwardzenia 12 godzin.
Uzyskana powłoka gaśnie prawie natychmiast po

20 wyjęciu z płomienia palnika gazowego. ;

iZa strzeżenia patentowe

■1. Sposób wytwarzania poliuretanów o zmniej-
25 szonej palności przez reakcję wMofunkcyijnycih

izocyjanianów z poliolami z dodatkiem związku
obniżającego palność, znamienny tym, że jako
związki obniżające pailność stosuje się związki o
ogólnym wzorze 1, w którym* Rx oznacza atom

30 wodoru lub grupę metylową, lub razem z R2 oz¬
nacza ) grupę dwuchłorometyilenową, R2 oznacza
grupę metylenową lub grupę trójcnioirometylową,
X oznacza atom chloru lub atom bromu, Y ozna¬
cza atom wodoru lub atom chloru lub atom, bro-

35 miu^ zaś R3 oznacza atom wodoru lub grupę me-
tyilową.

j2. iSposób według zalstrz. 1, znamienny tym, że

związek o ogólnym wzorze 1, w którym Rx, R2,
R3, X, i Y mają podane wyżej znaczenie, stosuje

40 się w ilości 2—ll60P/o[ wagowych w stosunku do
łącznej masy pozostałych składników poliolowych.
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CH2-CH-COO-CH2'CH<H2-0-C}-C-^-0<H2-CH-C^-OOC-CH-CH2
Br Br OH sr CH3 gr OH Br Br

WZÓR 3

_ H
CH2-CH<00<H2-CH-CH2-0-C}-C-Q^-0-CH2-CH<H2-OOC-CH-CH2
Br Br OH CCl3 OH Br Br

WZÓR 4

CH2<H<00<H2-CH<H2-0-C}-C-C)-0-CH2<H-CH2-00C<H^
Br Br OH CC(2 OH Br Br

WZÓR 5


	PL103229B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


